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TiN, TiB2, Ti-B-N a ReBX vrstvy boli pripravené magnetrdénovym naprasovanim.
Popisujeme vplyv depoziénych parametrov (elektrické predpiatie, teplota na
substriate) na Struktiru spominanych vrstiev. ZAroven skumame suvislost
medzi Struktirou vrstiev a ich mechanickymi vlastnostami. Vdaka
intenzivnemu iénovému bombardovaniu povrchu rasttcej TiN vrstvy, typickému
pre pouzité magnetrénové naprasovanie s nevyvazenym magnetickym polom, sa
podarilo ziskat vyraznu preferenc¢nt orientdciu krystalitov v smere (200).
Aplikacia elektrického predpatia pri raste TiB2 vrstiev mala za nasledok
vznik preferencnej orientécie krysStalitov v smere (0001) ako aj wvznik
vnutornych napdti. Najvys$s$ia dosiahnutd tvrdost bola 73 GPa. Vrstvy Ti-B-N
mali velmi jemnu aZz amorfnu Struktiru v zavislosti od mnozZstva dusika v
procese depozicie. ReBX vrstvy, v ktorych sa potvrdila pritomnost ReB2
f4dzy, boli pripravované kodepoziciou z ReB2 a bdérového terca a nasledne
prezihané pri teplote 800°C.



